
№ СНИЛС/Уникальный код Регион

Основани

е приема 

БВИ

Инд. дост. ПП

1 210-539-800 30 В

2 184-748-971 35 77 Д

3 201-757-618 47 50 Е 10

4 184-513-165 67 77 Е 10

5 165-878-894 51 22 Е 10

6 158-090-236 67 59 Е 10

7 206-072-582 35 23 Е 10

8 165-412-317 46 50 Е 10

9 177-012-842 60 66 Е 10

10 165-432-325 56 2 Е 10

11 178-326-872 11 77 Е 10

12 143-486-136 64 38 Е 10

13 173-513-972 75 77 Е 10

14 186-979-936 77 77 Е 10

15 156-181-720 65 39 Е 10

16 162-625-271 57 50 Е 7

17 210-959-350 59 69 Е 7

18 181-008-586 48 77 Е 7

19 184-475-726 09 77 Е 7

20 169-268-779 36 77 Е 3

21 185-923-025 92 77 Е 3

22 163-821-792 80 66 Е

23 193-700-413 60 66 Е

24 184-861-448 09 77 Е

25 190-662-402 68 77 Е

26 163-694-308 91 76 Е

27 162-901-839 67 52 Е

28 187-257-160 00 77 Е

29 186-731-797 20 77 Е

30 160-562-032 32 16 Е

31 194-435-790 05 69 Е

32 199-096-674 47 19 Е

№ СНИЛС/Уникальный код Регион

Основани

е приема 

БВИ

Инд. дост. ПП

1 197-378-138 30 50 Е 7

№ СНИЛС/Уникальный код Регион Основани Инд. дост. ПП

1 185-213-719 68 77 Е 7

2 155-022-572 32 77 Е

3 183-628-491 01 77 Е

№ СНИЛС/Уникальный код Регион
Основани

е приема 
Инд. дост. ПП

1 183-886-146 21 77 ЕБ23-14 Да 1 Да

28.03.02 Наноинженерия (Б) (2023)

Очная форма. Бюджетная основа

Общий конкурс

Количество мест - 45
Поступающие Без вступительных испытаний

* высший приоритет – это приоритет направления подготовки или специальности, по которому поступающий проходит по конкурсу на данный момент
Номер личного 

дела

Наличие 

оригинала
Приоритет

Высший 

приоритет

Б23-830 Нет 1

Б23-299 Да 1 Да

Б23-4 256 Да 1 Да

Очная форма. Бюджетная основа

Общий конкурс

Количество мест - 325

Поступающие Без вступительных испытаний

* высший приоритет – это приоритет направления подготовки или специальности, по которому поступающий проходит по конкурсу на данный момент
Номер личного Наличие Приоритет Высший 

Б23-3 950 Нет 1

Б23-528 Нет 1

18.03.01 Химическая технология (Б) (2023)

09.03.00 Информатика и вычислительная техника (Б) (2023)

Очная форма. Бюджетная основа
Общий конкурс

Количество мест - 89
Поступающие Без вступительных испытаний

* высший приоритет – это приоритет направления подготовки или специальности, по которому поступающий проходит по конкурсу на данный момент

Номер личного 

дела

Наличие 

оригинала
Приоритет

Высший 

приоритет

Б23-28 Да 1 Да

Б23-201 Да 1 Да

Б23-3 640 Да 1 Да

Б23-3 933 Да 1 Да

Б23-2 232 Нет 1

Б23-2 426 Да, ЕПГУ 1 Да

Б23-2 614 Нет 1

Б23-1 506 Да, ЕПГУ 1 Да

Б23-1 691 Да, ЕПГУ 1 Да

Б23-2 005 Нет 1

Б23-948 Да 1 Да

Б23-1 361 Да 1 Да

Б23-548 Нет 1

Б23-2 630 Да 1 Да

Б23-3 862 Нет 1

Б23-4 030 Нет 1

Б23-4 689 Нет 1

Б23-527 Нет 1

Б23-567 Нет 1

Б23-3 606 Да 1 Да

Б23-3 719 Нет 1

Б23-3 966 Да, ЕПГУ 1 Да

Б23-2 842 Да, ЕПГУ 1 Да

Б23-244 Да, ЕПГУ 1 Да

Б23-3 191 Да 1 Да

Б23-199 Да 1 Да

Б23-2 014 Да, ЕПГУ 1 Да

Б23-2 054 Да 1 Да

Б23-4 701 Да 3 Да

Б23-608 Да 1 Да

Б23-1 050 Да 1 Да

Список лиц, подавших документы

на 28.07.2023

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Б) (2023)

Очная форма. Бюджетная основа

Общий конкурс

Количество мест - 55
Поступающие Без вступительных испытаний

* высший приоритет – это приоритет направления подготовки или специальности, по которому поступающий проходит по конкурсу на данный момент

Номер личного 

дела

Наличие 

оригинала
Приоритет

Высший 

приоритет


